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充放電を繰り返すキャパシターには化学的な安定性が 
１．概要（Summary） 

要求される。そのため、耐食性と絶縁体を兼ね備えたテフ

ロンシートに耐食性の高い電極として Pt スパッタを行い、

マスクしたシートに Au スパッタを行い電極への導線とす

る。 
 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

スパッタ装置 
 
【実験方法】 

Pt ターゲットを用いてテフロンシートにスパッタを行う。 
またマスクしたシートの導線部に Au ターゲットを用いてス

パッタを行った。 

テフロンシートに Pt をスパッタして試作電極が得られた

（Fig. 1）。そしてマスクをしたシートの導線部（Fig. 2）に
Au スパッタを行った。その SEM 画像を示す（Fig. 3）。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

傷の多い下地に均一な Au が覆われたことが確認され

た。 

 
Fig. 1 Pt electrode sheet. 

 

 
Fig. 2 SEM image of conductor before Au 
spattering. 

Fig. 3 SEM image of conductor after Au spattering. 
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